中正大學課程大綱
化學工程學系 

	課程名稱(中文)：
	真空技術與應用
	開課單位：
	化學工程學系 

	課程名稱(英文)：
	Vacuum Technology and Application
	課程代碼：
	4252921

	授課教師：
	蔡炯賢

	學分數：
	3
	必/選修：
	選修 
	開科年級：大二

	先修科目或
先備能力： 
	無

	課程概述： 
	1. 介紹真空系統中常用的閥件、壓力計、幫浦，使學生了解各級真空系統應如何建置以及具備基礎的測漏跟故障排除能力。
2. 學習真空技術的應用，使學生具備相關領域的基礎知識能力。

	學習目標： 
	1. 使學生認識真空系統中常用的閥件、壓力計、幫浦以及對應的操作環境。
2. 使學生具備建置真空系統的能力以及具備基礎的測漏跟故障排除能力。
3. 使學生具備真空技術應用的基礎知識能力。

	教科書：
	1. 真空技術與應用，國家實驗研究院儀器科技研究中心。
2. Hong Xiao, “ Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology”, 2nd Edition, SPIE, 2012.

3. Hartmut Frey and Hamid R. Khan, “Handbook of Thin Film Technology”, Springer, 2015.


	課程大綱 
	分配時數 
	核心能力 
	備註 

	單元主題 
	內容綱要 
	講授 
	示範 
	習作 
	其他 
	
	

	真空的定義以及介紹
	真空的定義以及氣體動力論
	3
	
	
	 
	 
	 

	氣體吸附以及脫附對真空的影響
	氣體吸附、脫附及抽真空的方法
	4
	
	
	 
	 
	 

	真空系統、閥件以及幫浦介紹
	常用真空材料、零組件以及幫浦介紹
	4
	
	
	 
	 
	 

	真空壓力計介紹
	各級真空度量以及壓力計介紹
	4
	
	
	 
	 
	 

	真空系統建置實例分享以及故障排除
	真空系統的建置、測漏以及常見故障排除
	3
	3
	
	 
	 
	 

	真空鍍膜技術介紹
	蒸鍍、濺鍍、雷射剝鍍、分子束磊晶、冷陰極電弧電漿沉積、化學氣相沉積法的介紹
	9
	
	
	 
	 
	 

	真空電漿技術介紹
	真空電漿蝕刻以及電漿處理技術介紹
	3
	
	
	 
	 
	 

	真空擴散及離子佈植技術介紹
	真空擴散以及離子佈植技術
	3
	
	
	 
	 
	 

	真空熱處理以及真空熔煉技術介紹
	真空熱處理以及真空熔煉技術介紹
	3
	
	
	
	
	

	減壓濃縮以及真空乾燥技術介紹
	減壓濃縮以及真空乾燥技術介紹
	3
	
	
	
	
	


	教學要點

	1.教材：課本/網絡資源/論文

	2.教學方法：課堂教授

	3. 成績： 期中考30%   期末考30%   分組報告30%   課堂點名10%


